
銅窒化ホウ素複合薄膜の表面エネルギー
レーザー酸化した銅窒化ホウ素複合薄膜の

表面エネルギー(上)と摩擦係数(μ)変化(下)

酸化銅薄膜のＸ線回折

ピーク強度変化

銅窒化ホウ素複合薄膜の摩擦変化 酸化銅薄膜の摩擦変化
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